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摘要(译)

提供了一种LCD的阵列基板和用于修复其虚线的方法。阵列基板包括由
栅极线和数据线限定的像素区域，每个像素区域包括薄膜晶体管和像素
电极。在两个相邻的像素区域之间形成至少两个重叠条带，重叠条带的
一端在一个像素区域内与像素电极重叠，其另一端与其他像素区域内的
像素电极重叠，并且其中心部分与其重叠。栅极线和/或数据线。修复方
法包括通过重叠条带和像素电极再次连接断裂点两侧的断开栅极线和/或
数据线的两部分，并通过激光切割禁用对应于像素电极的TFT。
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